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(54) Elekrisches Kochfeld

(57) Die Erfindung betrifft ein elektrisches Kochfeld
für den Niederspannungsbereich mit einer Kochplatte
aus Hochleistungskeramik und mit einem Heizleiter, der
mit der Unterseite der Kochplatte einen Flächenkontakt
bildet. Um sicherzustellen, daß sich die elektrischen
Versorgungsleitungen aufgrund der hohen Ströme im

Niedrigspannungsbereich nicht übermäßig erhitzen, ist
zwischen dem Heizleiter und den elektrischen Versor-
gungsleitungen jeweils mindestens ein Leitungsele-
ment zwischengeschaltet, das einen Widerstandswert
aufweist, der zwischen den Widerstandswerten des
Heizleiters und der jeweiligen elektrischen Versor-
gungsleitung liegt.
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